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氯化钠和六偏磷酸钠对氧化铈抛光ZF7玻璃的协同增强作用  
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摘要  研究了添加NaCl或(NaPO3)6的氧化铈浆料对ZF7光学玻璃抛光的材料去除速率(MRR)及对应的粒子表

面Zeta电位和悬浮稳定性的影响. 结果表明，加入NaCl使CeO2浆料的抛光速率下降，而(NaPO3)6则可有效提

高MRR；同时添加NaCl和(NaPO3)6对MRR值有明显的协同增强作用. 用原子力显微镜测定了最大MRR值
(351.26 nm/min)时抛光玻璃的表面粗糙度Ra为0.799 nm，完全可以满足高质量玻璃抛光的要求，比未加添

加剂的MRR(199.36 nm/min)和Ra(0.754 nm)分别提高了76.2%和5.97%. MRR与粒子表面Zeta电位呈线

性关系，证明可通过合理构筑粒子表面双电层来提高表面电性，进而提高抛光效果.  
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